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北川式ガス検知管リスト� 

北川式ガス検知管リストの説明

1)測定ガス名 : ガス名は一般名です。別名、略称などは別名リスト� 4)備 考 作業環焼測定と記載された検知管は、労働省告示� 78 

(P.14)をと覧ください。また、ガス名のあとに合か 号「作業環境測定基準Jの検知管法に使用できます。

合印のついたものは、換算表によるものです。*印を また、専用検知器の型式は次の通りです。� 

ご注文の際は、測定ガス名と型式をと指定願います。� 3005=送入法ガス検知器(内容鑓� 100mL) 

2)型 式機知管名 :型式に� Sまたは Uの含まれたものは直読式検知告です。 3705=送入法ガス検知器(内容量� 50mL) 


検知管名の記入されていないものは、測定ガス名と同 5)有効 期 限 製造日からの有効期限です。
 

名称です。� 6)管 理� 度 作業環境評価基準(労働省告示第� 79号)
湿;

)、年(2009日本=日本産業衛生学会の許容濃度勧告値度濁容許7)印は基準回数です。また、送入法と記入されているo通気回 数3)

ものは、 頁空法ガス採取器� (AP-20、AP-l)では測定 ( )内は暫定値 *愚大許容濃度

できませんので備考楓lこ明記されている専用機知器を 米国=米国労働衛生専門官会議� (ACGIH)

と使用ください。� のTLV濃度勧告値� (2009)、

( )内は変更予告値 Cは芙井値

※表の内容は改良のため予告なく変更することがございます。� 

l …|附 Mit•~:aJ'iß21 I 
アウリル酸女� CH2=CHCOOH 2165酢酸� 1-50 3 10 2 

トーーーーー ト一一一一
アクリル蛍イソブチル公� CH，� =CHCQ，CH1CH(Cfl1)2 211Uアクリル陛メチル� 5-60 2 2 10 

アクリル酸工チル+ CH2=CHC02C2H5 211Uアフリル厳メチル� 5-60 2 2 10 5 

アクリル酸ブチル� CH2=CHC02C4H9 211Uア7リル藍メチル� 5 ~ 60 2 2 10 2 

アクリル霞メチル� CH2=CHC02CH3 211U 2~60 2 2 10 2 2 

アクリロニトリル� CH2=CHCN 1285A 0.1~3. 5 % 3 10 2 2 2 

12858 1 0~500 2 10 

1285C 1 ~ 120 2 5 

12850 0.2-20 D、2、5 (1-20)作業環境問l定� 5 

アク口レイン� CH2=CHCHO 136 0.005-1.8% 10 0.1 CO.l 

アセチレン� HC=CH 1015 50-1，000 3 10 

0.005-3.0% 送入法� 3005在使用� 3 10 

アセチレン、工チレン� HC=CH、H2C=CH2 2805アセチレン、エチレン� 20-300:C2H2 5 

分離定量� 200-2.000:C2H. 

アセトアルデヒド� CH3CHO 133A 0.004-1.0% 10 50ホ� C25 

13358 5-140 2 10 

アセトン� CH3COCH3 1025A 0.1-5.0% 1/2、T (01-2.0%) 3 10 500 200 500 

1025C 0.01-4.0% 混合湾剤蒸気共存周� 10 

10250 20~5，000 1/2、j、、2 ;ω-2，∞0)作事環煙JI定� 2 10 

アニリン� CoHぅNH2 1815 1~30 1、2 (2-30) 3 10 2 

亜統霞ガス→二酸化イオウ

アリルアルコール立� CH2=CHCH，OH 1845メヲフリル酸メチル� 20-500 2 10 0.5 

アリルフロライドナ� CH2=CHCH2CI 1325C塩化ビニル� 1-40 3 3 5 

アルシン� AsH3 1405A 5-160 2 10 0.1・(0.005) 

121Uホスフィン� 0.05-2 せ、2 (01-2) 2 20 0.01 

アンモニア� NH3 1055H 0.5-30% 3 10 25 25 

1055A 0.5-10% 3 10 

1055M 口1-10% 2 10 

10558 50-900 3 10 

一
1055C 5~260 ¥仁、 2 ( 10~260 ) 3 10 

10550 0.2~20 1~5 (1~20 ) 3 10 

1055E 1-200 1/2、r、5 3 10 

イソ吉草量童女� (CH3)2CHCH2COOH 2165酢酸� 3-50 3 10 

イソブ合ン、き (CH3l3CH 11358ヘキサン� 50-1，200 2 10 

イソブチルアルコール� (CH3l<CHCH2UH 208U 5 ~ 1 00 3 2 10 50 

一イソブチレン ... (CHj)，C=CH2 11358ヘキサン� 003~2. 0 % 2 10 

イソプレン食� CH2=C(CH3lCH=CH2 190U工チルセロソルブ� 1-16 3 2 10 
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イソ� 7'ロピルアミン女� (CH3)，CHNH， 2228ジ工チルアミン� 1-12 3 10 5 

イソプロピ� WJ7ルコ ルす� CH3CH(OH)CH3 1228A工チレンオキンド� 005-25% 3 10 200 400・� 200 

150U 20-1，200 U、2 (卯-1，2001昨薯線境淘定� 2 10 

イソプロピルエーテル女� r(CH3hcH120 111U酢酷工チル� 30-800 2 10 250 

イソプロピルセロソルブ武� (CHJ)，HCO(CHz)2COH 190U工チルセ口ソルフ� 5-350 3 2 10 25 

イソプロピルメルカプヲン� (CH，)，CH8H 130Uメルカプヲン薄� 0.5-10 112、3 (05-5) 2 10 

イソペンチルアルコ ル� (CHJhCH(CH2)，OH 209U 5-100 3 作業環境測定� 2 10 100 100 100 

イソホロン会� C.H'40 197Uシクロヘキサノン� 5-80 3 C5 

イソ感酸合� CH5CH，CH，COOH 2168酢酸� 3-50 3 10 

一酸化炭素� CO 106UH 0.1 -20% 112、J、� (01-10% ) 3 10 50 25 

1068H 0.1-2.0% 10 I 
10688 30-500 1.5 10 

1068A 5-2，00C 112、γ、4 (20-1，000) 3 打� 
106日� 10-1，000 i 工チレン共存用� (比色式� l 3 10 

一
106C 10-1，000 1 工チレン、NO，宍存周� (t) 2 10 

106G 5-1，000 1、3 3 10 
一� 

1068C 1-50 ビル管用� 10 

68T I 0.05-3.2% 送入法� 3iOSt使用� 25、50‘100量� 10 

一
68 0.005-0.1% 送入法� 3708を使用� 10 

6A 10-1.000 送入法� 3708を使用� (比色式� ) 3 10 

6日� 10-1，000 送人法� エチレン共存周� (.;) 3 10 
一 一一 一
6C 10-1，000 送入法 エチレン、NO，共存用 。J 2 10 

一酸化窒素� NO 174A蜜棄� E刻� t物� 10-300 :NO 2 5 25 

1-40 :N02 

n-ウンデカン穴� CH3(CH2)sCH3 111U ~畿工チル 10-140 2 10 

王宮ノル� C，HsOH 1048A 0.05-5.0% 3 10 1，000 

工チルアミン� C，H5NH， 2278メチルアミン� 1-20 3 10 10 5 

工チルエーテル� (C2Ho)20 1078A 004-14% 3 10 400 400 400 

107U 20-400 {学雄環境潤定� 2 10 

エチルセロソルフ� C2HsOCH，CH，OH 190U 5-500 3 2 10 5 5 5 

工チルセロソルフアセテー卜合� C，H50C，H，OCOCH3 190Uエチルセロソルブ� 5-150 3 2 10 5 5 5 

ETBE C，HsOC(CHリ3 248U 1-60 3 10 5 

工チルベンゼン� CeHsC，H， 1798 10-500 1.5 10 50 100 

一 トーー
工チルメルカプヲン� C，H58H 1658A 1-160 1、玄、� 4 (2-80) 2 10 0.5 

130U メルカプ~ン籍 0.5-10 112、� l (0.5-5) 2 10 

工チレン� H，C=CH， 1088A 20-1.200 2 10 200 

1088C 1-200 4 2 5 

8A 0002-12% 送入法� 3008を使用� 3 10 

8日� 001-100 送入法� 3008在使用� (比色式� ) 3 10 

工チレンオキシド� CH2CH，O 1228A 0.01-4% 112、J¥ (0.01-18% ) 3 10 
(酸化工チレン� ) 一� 

1228C 1-15 3 2 5 

12280 0.1-14 1、� ι� (01-20)作華環痩調定� 5 

一 一
1228M 5-100 3 3 10 

トーーー� 
1228L 50-2600 112，� 1 (50-10001 3 10 

工チレンタリコール� HOCH，CH20H 2328A 20-250mσm3 2 1.5 5 C1簡略冊� E 

23288 3-40mg/m3 3 2 5 

エチレンク口口ヒドリン� rr'C1CH2CH20H 119Uメ合ノール� 5-300 3 2 10 C1 

工ピク口口ヒドリン� ~HCH2CI 1928 5-50 3 ー� 0.5 5 

担化水素� HCI 1738A 20-1，200 1/2、J :20-600)煙遭ガス測定� 2 5 5' C2 

冒� 

1738B 04-40 1/2、T、5 (2-20) 3 5 

6 




| 北川式ガス検知管リスト

!割削名 1.誹?11

力

サ

塩化ヒニル� CH，=CHCI 1325A 005~1.0% 3 10 2 (2.5) 

一
13258 5~500 1.5 5 

1325C 0.1 ~ 120 1、、2、4 (02-60)作革環境舟定� 3 5 

塩化ベンジル合� C6H'5CHzCI 1325C塩化ビニル� 1~16 3 5 

塩素� Cb 1095A逗素ガス� 1~40 2 10 0.5 。，5 0.5 
「一一一ー� 

10958塩素ガス� 0.1 ~ 10 . 0 jJ、5 ( 0.5~ 100) 2 10 
1-

109U塩素ガス� 0 . 05~2 :L、2 (01-2)作業環境測定� 2 10 

オフヲン官� CH3(CH2)6CH3 1875ハイドロカーボン� 100-2，800 2 10 300 300 

オソン� 03 1825A 50-1，000 1/2、¥1 ( 50 ~ 500) 2 10 0.1 0.05 

18258 2 . 5~100 1/2、工、2 (5-50) 2 10 量産特� 

182U 0 . 025~3.0 1、主、� 6 。凶� -10)オキシヲント漉� E 2 10 

過酸化水素� H，O， 2475 0.5 ~ 10 5 3 10 

ガソリン� 1105 005~06 % ヘキサン換算� 3 10 100 300 

ギ酸� HCOOH 2165酢藍� 1-50 3 10 5 5 

キシレン� C6H，(CH3;2 1435A 5-1，000 2 作業環境測定� 1.5 10 50 50 100 

14358 5~200 2 作事正環境測定� 2 10 

n-吉草酸会� CHl(CH2hC02H 2165酢酸� 3~70 3 10 

クメ ン女� CoHsCH(CH3)2 111U 酢酸工チル� 20~140 2 10 50 

クレソール� CoH4(CH3)(OH) 183U 7正ノール� 0.5~25 . 0 2 作業環焼� i測定� 2 10 5 5 5 

ヲロトンアルデヒ ドな� CH3CH= CHCHO 190U工チ� Jレセロソルブ� 2~40 3 2 10 CO.3 

ク口口ギ� Mエチル肯� C2H50COCI 1575C臭化メチル� 2 ~ 20 2 5 

0・7口口トル工ン会� CICoH，CH3 1325C ij!化ビニル� 1~50 2 3 5 50 

m-クロロトル工ン大� CεH4CI(CHJ) 1325C糧牝ピニル� 0.5 ~ 10 2 3 5 

p-ヴ口口トルエン合� CICoH，CH3 1325C 題化ヒニル� 1~50 2 3 5 

クロロピクリン� CI3CNO， 1725 0.05~16 Lじ、2 (0，1~16) 5 0，1 0.1 

クロロプレン� CH2= CCICH= CH， 1695 0.5~20 1、主� ( 05~10 ) 3 5 10 

7口口ベンゼン� C6HsCI 17858 1~140 否、5 ( 5~140) 作業環境測定 2 5 10 10 10 

クロロホルム� CHCb 1525 23~500 .2~4 (70~ 500) 2 5 3 3 10 

ケロシン合� 1875ハイドロカーボン� 2~20mg/L 2 2 10 制時�  1m'

酢酸� CH3COOH 2165 1~50 3 10 10 10 

m-酸イソブチル会� CH3COzCH，CH(CH3h 13958メチル工チ'0ケトン� 0，01 ~ 1.4% 2 3 10 150 150 

153U 1O ~400 作業環境測定� 10 

酢自費イソプロヒ:')レイr CH3CO，CH (CH3)2 1395日メチルエチ� 'V'Tトン� 0.Q1 ~ 1.2% 2 3 10 100 100 

下� f 111U酢酸工チル� 1O~ 1，00C 作業環境淵定� 2 10 

酢酸イソベンチル� CHJC02(C怜� hCH(CH3h 188U 10~400 1 10 100 100 100 

酢酸工チル� CH3CO，C，H5 1115A 0.1 ~ 5.0 % 3 10 200 200 400 

111U 10 ~1，000 作糞環境測定� 2 10 

酢酸ビニル� CHJC02CH= CH2 2375 5~120 くし、2 ( 10~120) 2 10 10 

酢酸ブチルカ� CH3CO，C<H9 1395日メチルエチ)1.-iJトン� 0.01 ~1 ， 0% 2 3 10 150 100 150 

138U 10-400 作業環境刻定� 10 

詐重量プロピル合� CH3C02(CH1)2CH3 13958メチル工チルケトン� 0 . 0 1 ~ l A % 2 3 10 200 200 200 

151U 20 ~1，000 2 10 

酢酸ペンチル� CH，COd CH2)，CH3 210U 10~ 200 3 2 10 100 (50) 50 
』一一一一

酢霞メチル女� CH3CO，CHJ 1115A酢酸エチル� 0.1 ~30 % 3 10 200 200 200 

密化工チレン→工チレンオキシド

酸化プロピレン� CトbCLH一C一H一2」0 1635A 0 05~50 % 1/2、� i (O 05~30 %) 3 10 2 

ll' 1225Cエチレンオキシド� 3~70 2 5 

酸化メシチルイf CH3COCH= C (CH3)2 190U工チルセ口ソルフ� 5 ~ 100 2 2 10 15 
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|北川式ガス検知管リスト� 

事国居間:四臨時Jl岨回11;圏� E盟国�  刊・・・� 1・ 園調

酸素� 02 159SA 2-24% 112 2 5 
r-ーーーー 

159SB 2-24% 112 模火使用禁止場所用� 2 5 

159SC 1.5-24% ⑫ 、1 (3-24%) 2 5 

一 一
591S 3-24% 送入法� 370Sを使用� 2 5 

一一
5911S 3-24% 送入法 夕、後火猿止場所用� 2 5 

酸素、二酸化炭素� 02，C02 281S酸紫、二重量化炭素� 2-10% :0， 1.5 5 
(炭酸ガス� )

分離定量� 1-20%: CO， 
ジアセトンアルコール訟' (CH，);.C(OH)C出� COCH3 190U工チルセ口ソルフ� 10-250 3 2 10 50 

シアン化水素� HCN 112SA 0.01-30% くん蒸作業� 3 10 3 5 C4.7 

112SB 0.5-100 1下-4 (2-100)くん蒸作察� 2 10 

112SC 0.3-8 3 作業環境測定� 5 

112ST 20-2，500 .1， 1110 5 

一ジイソブチルケトン合� [(CH3!2CHCH，hCO 139Uメチル工チルケトン� 20-1，000 2 10 25 

ジイソプロピルアミン合� ((CHJhCHhNH 105S0アンモニア� 1-16 3 10 5 

ジエチルアミ ン� I(C2Hれ� NH 2225 1-20 3 10 10 5 

ジエチルヘ“ンゼン'tr G.H，(C，H5l2 111U酢酸工チル� 10-180 2 10 

四塩化炭素� CCI， 147S 0.5-60 T、2 (1-60)作業環境測定� 5 5 I 5 5 

1，4・ジオキサン会� C，H302 139SBメチル工チJレケトン� 0.05-2.5% 2 3 10 10 10 20 

会� 119Uメ?ノール� 20-500 2 10 

シウロヘキサノール� CoH1!OH 206U 5-500 2 2 10 25 25 50 

シクロヘキサノン� CaH，eO 197U 3 作業環境問定� 3 10 20 25 20 

シクロヘキサン� C6H" 115S 0.01-0.6% 3 10 150 100 

v 187Sハイドロカポン� 50-1，400 2 10 

シクロヘキシルアミン合� CdH"NH， 105S0アンモニア� 1-20 3 10 10 

シクロヘキセン古� CoH'Q 111U酢酸工チル� 20-300 2 10 300 

1，1-ジク口口エヲン� CH3CHCI2 235SA 10-160 5 100 100 

1，2-ジク口口エヲン� CICH，CH，CI 230SA 5-50 5 10 10 10 

一
2，2・ジクロロエチルエーテル� (CICH2CH2)，0 223S 2-30 5 15 5 

1.1・ジヲ口口工チレン合� CH2= CCI2 132SClS化ビニル� 1-22 3 5 5 

1，2・ジク口口工チレン� CICH=CHCI 145SA 4.2-840 1i2、l、2、4作業環境濁定� 10 150 150 200 

1，2・ジク口口プロパン古� CH3CHCICH2CI 157SB臭化メチル� 20-250 3 5 10 

1，3-ジクロロプ口Iiン� CICH，CH2CH2CI 194S 10-500 5 

1，3・ジクロロプロヘ・ン-7."( CICH2-CH= CHCI 132SC泡化ビニル� 1-10 3 5 

ロージク口口ベンセン� CoH，CI2 214S 5-100 2 10 25 25 25 

p-ジクロロベンゼン� CEH，CI， 215S 10-150 10 10 10 

ジクロロメヲン� CH2CI2 180S 10-1.000 '乙、 4 (30-1.000) 2 5 50 
50 

50100・
ジシウロペンヲジ工ン立� IC1DH!2 190U工チルセロソルブ� 2-60 3 2 10 5 

ジシラン合� 240Sシラン� 1-50 10 

ジヒニルベンゼン� <r CoH，(CHCHz12 158Sスチレン� 5-50 3 10 10 

ジー� n-ブチルアミン会� I(C内，)，NH 105S0アンモニ? 2-20 3 10 

ジー� n-プロピルアミンや� [CH3，CH2)，)zNH 105S0アンモニア� 1-14 3 10 

ジフロモメ-$1ン台� CH，sr2 157SB臭化メチル� 2.5-40 3 5 

ジボラン� B，Ho 242S 0.02-5 T，2、5 (01-5) 2 10 0.01 0.1

一N，Nージメチルアセトアミド� (CH3)2NCOCH3 229S 5-70 2 10 10 10 

N，N-ジメチルアニリン合� CoH，N(CH3h 105S0アンモニア� 0.5-9 3 10 5 5 

ジメチルアミン� (CH3)zNH 227Sメチルアミ ン� 1-20 3 10 10 5 

N，N-ジメチルホルムアミド� (CH3)，NCHO 1965 1-30 、1、2 (2-30;作柔環境測定� 2 10 10 10 10 

p-シメン� * CH3C6H.CH(CH3)2 102S0アセトン� 20-200 2 10 

臭化王子ル交� C，HsBr 157SB臭化メチル� 5-400 112、γ� i5-80) 3 5 5 
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置極量置圏


タ

臭化メチル� CH39r 157SA 10-500 くん蒸作� .. 3 5 

157S9 0.4-80 1、2、4 (2-80¥くん蒸作業� 3 5 

157SC 05-10 、L、2 (1-10)くん蒸作業� 6ヶ月� 5 
-

157S0 。1-20 1/2、工、31(0，5-10)作業環焼潤定� 5 

臭素� 9rz 114臭素ガス� 1-20 2 10 0，1 0，1 

硝酸� HN03 233S 1-20 1、2 (2-20) 10 2 2 

ンフン� SiH， 240S 0，5-50 '1、2 (1-50) 10 100・� 5 

一
水銀蒸気� Hg 142S 0，1-10mg/mJ 1、'5 (0，1-2，Omg!m3) 3 10 O，025ma冊� 0，025mg1ml 

水蒸気� H20 177SA 17-33，8mg1L 禍対湿度10-100% 3 10 

177U 0，05-2，Omg/L 3 10 

水素� H2 137U 0，05-0，8% 1/2 3 5 

一「三人法� 37 005-15% 300Sを使用� (比色式) 3 10 

スチレン� C6HsCH=CH2 158S 2，5-300 ~l 、2 (5-300) 3 10 20 20 20 

158S9 1-100 2、4 (2-100)作業環境到定� 3 5 

一セレン化水素� H2Se 167S 1-600 1¥ 5 (5-600) 10 0，05 0，05 
トーーー

マ与 242Sジホラン� 0，5-20 、!、2 (1-20) 2 10 

炭酸ガス→二態化炭素

窒繁~化物 NO+NO， 175SH 100-2，500 煙造力ス潟定� 2 10 

一 一一
175SA 20-250 煙道ガス測定� 10 

175U 05-30 1/2、j (05-15) 3 10 

一
NO，N02 174A，1749 10-300 :NO 174日は煙道ガス測定� 2 5 

1-40 :N02 

デカヒドロナフヲリン合� C咽H，・ 111U iiF酸エチル� 20-200 2 10 

n・テ、カン火� CH3( CH~)sCHl 111U酢&iエチル� 5-90 2 10 

テトラ工トキシシラン� Si(OC2H，). 243U 5-200 1 、 I~ (5-80) 3 10 10 
トーー一喝� 

1，1，2，2・テトラクロロエヲン肯� CHCI，CHClz 236SA1，1，2-卜りウロロ主ヲン� 20-80 3 5 

テトラク口口工チレン� CI2C=CCI2 135SG 0，1-20% i、2 (02-20% ) 2 5 50 般討中� 25 

135SM 50-1，250 1/2、上� (50-500) 10 

一
135SA 5-300 1/2、z (5-150)作業環境測定� 2 10 

135S9 0，2-10 L、4 (1-10)作業環境溺定� 10 

テトラヒドロチオフ工ン台� C，HaS 190U王子ルセロソルブ� 4-100 3 2 10 

テトラヒドロフラン会� (CH2)，0 102SAアセトン� 02-50% 1/2、E (02-30% ) 3 10 50 200 50 

162U 20-400 2 10 

1，1，2，2-テトフブロモエヲン肯� CH9r2CH9r2 157SC臭化メチル� 05-4 5 0，1 

トリエチルアミン� (C，Hs13N 213S 1-20 112、L (1-10) 3 10 
ー� 

1，1，1-卜リク口口工ヲン� CH3CCb 160S 15-400 1、2 (30-400)!''F薬環境測定� 3 5 200 200 350 

1，1，2-卜リクロロエヲン� CI2CHCH，CI 236SA 10-100 5 10 10 

トリクロ口工チレン� CkC=CHCI 134SG 0，05-20% (005-20% ) 2 10 10 25 10 

134SA 5-300 1/2、1ノ� (5-150) 2 10 

134S9 0.2-36，8 1/2、1.、4 (1-16)作舞粛煙測定� 10 

一一
卜りウロ口トル工ンカ� COH5CCI3 132SC塩化ビニル� 0，2-4 3 5 

一トリメチルアミン� (CHj!3N 222Sジエチルアミン� 1-20 3 10 5 

1，2，4-卜リメチJνYンゼン合� C6H3(CH3)J 111U酢酪エチル� 20-250 2 10 25 25 

2，2，4ートリメチルぺンヲン� j句� (CH))JCCH，CH(CH3)2 113S9ヘキサン� 100-4，000 1/2、� 1，� (100-2，000) 2 10 

0-トルイジン合� CeH4(CHJ) (NHU 105S0アンモニア� 2-22 3 10 2 
四一 』ーー←ー� 

p- トルイ ジン -~.? CoH.(CH3)(NHu 105S0 7'ンモニア� 2-20 3 10 2 

トル工ン� C6H5CH3 124SH 100-3，000 2 10 20 50 20 

124SA 10-500 3 10 

124S9 2-100 作業環燐測定� 3 10 
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北川式ガス検知管リスト� 

E置留置

l 

ナ

J¥ 

ナ7';.リン'li' C叩� He 153U m:厳イソフチル� 10-100 10 10 

二酸化イオウ� 50， 1035A 0 1-3.0% 3 10 機討中� 2 
(亜硫酸ガス)� 

1035B 0.02-03% 3 10 

1035F 0.02-0.3% 煙道ガス潤定� 3 5 

103SC 20-300 2 10 

103S0 1-60 3 10 

103SE 0.25-10 i、2 (0.5-10) 10 

103SG 0.1-25 1、4 3 10 

二態化寝. CI02 116 1-20 2 10 0.1 

二酸化炭素� CO， 126UH 5-50% 1/2 2 10 5，000 5，000 
(炭酸ガス� ) 同一一一� 

1265H 1-20% 2 10 

126SA 0.1 -5.2% 1/2、1 2 10 

1265B 005-1.0% 作業環境濁定・ピル管用� 2 10 

126B 0.01-07% 1、3 作業環境測定・ヒル管用� 2 10 

126SF 100-4.000 1/2、ど� (100-2000)ビル管用� 2 10 

26S 1-20% 送入法� 300Sを使用� 2 10 

265T 1-10% 送入法� 3005を使用� 2 10 

二酸化窒素� NO， 117SA 20-1，000 3 10 検討中� 3 

117SB 0.5-30 2 10 

117S0 0.1-1.0 3 1.5 5 

ニ臭化工チレン� BrCH，CH2Br 1665 1-50 5 

ニッケルカルポニル� Ni(CO). 129 20-700 6カ月� 10 0001 0.001 0.05 

二硫化炭素� CS， 141SA 30-500 2 5 10 

141SB 08-50 也、4 (2-50)作業環境測定� 3 5 

n・ノナンイ，� CH3(CHρ� 7CHJ 1 1 1U ~酸工チル 5-160 1/2、L (5-80) 2 10 200 200 

ハイドロカ ポン� HC 1875 50-1，400 ヘキサン』皇賞� 2 10 

ヒドラジン� NH，NH2 219S 0.05-10 2、，~~、 8 (01-5) 2 10 0.1 0.01 

αーピネン食� C咽� H18 158Sスチレン� 20-300 3 10 

ピリ ジン介� CsHsN 105S0アンモニア� 0.5-10 3 10 

フェノー� Jレ� CsHsOH 183U 0.5-25.0 2 2 10 5 5 

1.3・ブヲジ工ン� CH2=CHCH=CH， 168SAブ';.ジエン� 003-2.6% 3 10 2 
トーー一一一ー� 

1685B ?合ジ工ン� 30-600 3 10 

1685C ?'J.ジ工ン 2.5-100 工、� 2 (5-100) 10 

一
168SE 7宝ジ工ン� 01-10 1、F 3 5 

1-ブヲノール合� CH，(CH，)30H 190U工チルセロゾルフ� 5-100 3 2 10 25 50・� 20 

2・7';.ノール� CH3CH2CH(OH)CH. 189U 4-300 之、4 (10-3∞)作茶環境鵡定� 2 10 100 100 100 

te同-7';.ノール台� (CH3)，COH 111U酢厳工チル� 20-500 2 10 50 100 

n-7';.ン� CH3(CH2)，CH3 2215A 0.05-0.6% 3 10 500 1，000 

ブチルアミ ン会� C.H9NH2 10550アンモ二ア� 1-20 3 10 5・� C5 

フチルエーテル会� ICH3CH，CH，CH2)，0 111U酢酸工チル� 10-1，200 2 10 

フチルセロソル� 7-(: C，H，OC卜住CH，OH 190U工チルセロソルブ� 10-1.000 3 2 10 25 20 

te同・7チルメチルエーテルす� CH30C (CH3)3 l11U酢殴エチル� 25-500 2 10 50

一terl-7チルメルカ� 7'';.ン� (CH3!3C5H 130Uメルカプ空ン類� 0.5-10 1/2、q (05-5) 2 10 

7'7化水素� HF 1565 0.17-30 ま、6、9 05-30)作業Iill劃定� 3 10 0.5 3' 0.5 

フラン合� C刷� .0 1225A Iチレンオキシド� 001-20% 1/2、� L' (001 -09% ) 3 10 

フルフラール古� CSH，02 190U工チルセロソルブ� 2-60 3 2 10 2.5 2 

フルフリルアルコール� C.H30CH20H 2385 2-25 5 10 5 10 

1-プ口パノールカ� CH3CH，CH20H 190U工チルセロνルプ� 20-300 2 10 (100) 

プ口 I ~ン C3Ha 1255A 0.02-05% 2 10 1、000 

25 l 02-50% 送入法� 3005を使用{比色式) 3 10 
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| 測定問�  | 附� l型 式 糊 �  訴.1..  通知鎗� 11

マ

プロピオン酸立� CH3CH2COOH 216S酢酸� 3-50 3 10 10 

プロピルアミン合� CH3CH，CH2NH2 105S0アンモニア� 1-20 3 10 

n-プロピルメルカプ� 9ン� CH3CH2CH2SH 130Uメルカプ空ン類� 0.5-10 1辺、主� (05-5) 2 10 

プロピレン� CH2= CHCH3 185S 50-1，000 2 10 

プロピレングリコール合� CH3CH(OH)CH20H 122SC工チレンオキシ ド� 5-50 2 5 

ブロモクロロメ� 9ンカ� CH2BrCI 157SB臭化メチル� 5-400 112、'.1. (5-80) 3 5 200 

1・7ロモプロパン� ir CH3CH，CH2Br 157SA臭化メチル� 10-500 3 5 10 

ザHャ� 157SB臭化メチル� 5-80 3 5 

2-フロモプロパン古� (CH3)2CHBr 157SA臭化メチル� 10-500 3 5 

合� 157SB臭化メチル� 5-80 3 5 

フロモホルム古� CHBr3 157SB臭化メチル� 0.5-20 1、2 3 5 0.5 

ヘキサン� CH3(CH2i，CH3 113SA 0.05-1.32% 1/2、t 3 10 40 40 50 

113SB 50-1，400 2 10 

113SC 5-800 1、J; (5-200) 2 10 

へプヲン合� CH3(CHuSCH3 113SBヘキサン� 100-2.000 2 10 200 400 

ベンズアルテヒ ド女� ChHsCHO 190U工チルセ口ソルブ� 5-70 3 2 10 

'"ンゼン CoHo 118SB :持E存寄席可raa・s4ヘ悼ノdむF/と� 5-200 2 5 ‘� 10-'. 0.5 

:118SC 1-100 1，2:¥ 41(2-50) 2 10 0110' 

118S0 0.1-75 1、旦、10 (02-15)作業環境測定� 2 5 

118SE 男3もEr・干Eす噌b怯へホJ t'Z〆と� 0.2-80 1ノ、5 (1-日0) 2 5 

ペン� 9ン会� CHJ(CH2)3CH3 113SBヘキサン 50-1，000 2 10 300 600 

ヘーンチルアミ ン合� CH3(CHz)3CH2NH2 105S07'ンモニア 2-22 3 10 

ホスゲン� COCI2 146S 0.1-20 也、5 (0.5-20) 10 0.1 0.1 

ホルムアルデヒド� HCHO 171SA 20-1，500 2 5 0.1 0.1 CO.3 

171SB 1-35 3 3 5 

171SC 0.05-4.0 E、10 (01-40) 10 0.1 

ミネラルスピリ� y卜女� 187Sハイ ドロカーボン� 2.5-40mg/L 2 2 10 100 

無水酢酸百年 (CH3CO)2U 216S酢酸� 1-15 3 10 5・� 5 

無水マレイン酸会� C，H203 216S酢酸� 0.2-10 4 3 10 
0.1 0，1 0.2・

メヲクリル酸� t CH2= C(CHJ)COOH 216S酢酸� 1-50 3 10 20 

メヲクリ� Jレ酸エチル合� CH2= G(CH3)C02C2HI 111U酢酸工チル� 25-500 2 10 

メヲクリル厳フチルオ� CH2=C(CH3)C02C，Hg 111U酢厳工チル� 20-1.000 2 10 

メヲクリル霞メチル� CH，=C(CHJ)C02CHl 184S 10-160 2 10 50 

メヲノー)~ CH30H 119SA 005-6.0% 3 10 200 200 200 

119U 20-1，000 2 10 

LPG中のメヲノール� CH30H 119LPG 100-1，000 1/2 3 10 200 200 

N-メチルアニリン立� CεH~NHCHJ 105S0アンモニア� 0.5-6 2 3 10 0.5 

メチルアミン� CH3NH2 227S 1-20 3 10 - I 10 5 

メチルイソフチルケトン会� (CH3)2CHCH，COCH3 122SA工チレンオキシド� 0.01-06% 3 3 10 50 50 50 

155U 5-300 2 10 

MITC CH3NCS 245UH 200-10，000 3 10 

245UM 10-1500 1/2、主� (10-600)くん蒸作嚢� 10 

メチル工ーテル� CH10CH3 123S 0.01-1.2% 3 10 

メチル工チルケトン合� CH3COC2Hs 122SAエチレンオキシド� 0.05-5.0% 1/2、.j' (005-22%) 3 10 200 200 200 

139SB 001-1.4% 2 3 10 

139U 20-1，500 2 10 

メチルシクロヘキサノール� CH3CoH叫� OH 199U 5-200 3 2 10 50 50 50 

メチルシケロヘキサノン� CH3C~H90 198U 2-100 3 作業環境測定� 2 10 50 50 50 

メチルシクロヘキサン女� CeHI，CH3 113SBヘキサン� 100-1.600 2 10 400 400 

メチルスチレン� CHJCoH，CH= CH2 1935 10-500 3 10 (20) 

※(  1内の敬備は過剰発がん生� illリスクレベル� 
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1 北川式ガス検知管リスト� 

(基準呂盛I| 測定付�  | 化学式� |型式 噴気回数� ω|儲� 

ヤ

フ� 

蜘..託?|

メチルセ口ソル� 7 CH30CH2CH20H 190U工チルセロソルブ� 5-500 3 2 10 5 5 0.1 

メチ� jレセロソルブ� 7セテート合� CH3CO，CH，CH20CH3 190U工チルセロソルブ� 3-120 3 2 10 5 5 

メチルフチルケト ン公� CH3(CH，)3COCH3 2378面下霞ビニル� 5-80 2 2 10 5 5 

メチルメルカプヲン� CH38H 1648H 50-1，000 3 10 0.5 

1648A 5-140 2 10 

130Uメルカブ全ン類� 0.5-10 1/2、l'(05-5) 2 10 

1-メトキシー� 2-プロパノール* 1CH3CHOHCH20CH3 197Uシ7口ヘキサノン� 10-500 3 10 100 

モノエヲノールアミン� H2NCH，CH20H 2248A 0.5-50 Lレ、2 (1-50) 2 10 3 3 

モルホリン寸� C，HgNO 10580アンモニア� 2-22 3 10 20 

ヨウ化メチル� CH31 1768 2-40 2、4 (4-40)くん著作業� 1.5 5 2 2 

176UH 500-15.000 くん蒸作業� 3 10 

ヨウ署~ * 12 11788二重量化窒素 0.7-42 10 0.1 CO.1 

n酪員長命� CH3CH，CH2COOH 2168酢蹟� 3-60 3 10 一
硫化カルポニル� C08 2398 5-60 3 5 

硫化水素� H28 120UT 25-40% 包)、� 1 (5-40%) 3 5 5 5 (1) 

120UH 2-20% 1/2 3 10 

1208H 0.1-4.0% 3 10 

1208M 005-12% 112、T (005-0.6%) 2 10 

12088 1-150 1'-3 (3-150) 3 10 

1208T 10-520 112‘:口、� 2 3 10 

1208C 0005-0.16% 亜硫蛍ガス共存周� 3 10 

12080 1-60 1/2、� T. (1-30) 3 10 

1208E 0.5-40 1/2、記、2 (1-20)作業環境測定� 2 10 

120U 0.2-6.0 1/2、J" (02-30)作換簿操濁定� 2 10 

1208F 25-2，000 1/2.::[，、2 (50-1，000) 3 10 

硫化水索、メルカプヲン類� H，8、円・8H 2828~主化水素・メルカ 1-30:H28 2 5 

プ虫ン分離定量� 0.5-5: R'8H 

硫酸ミスト ト1280，� 244U 0.5-5mg/m3 5 2 10 1mglml・02mg/ml 

リン化水素� PH3 12188 200-6，000 1/2、J..� 3 10 0.3事� 0.3 
(ホスフィン)� 

1218H 100-3，200 1/2、、l (100-1，600)<九薫作菜� 3 10 

I1218Aアセチレシ中の� 20-800 
リン化水東

カーバイドの品質検査� 3 I 10 

112188アセチレシ中の� 5-90 
リン化水裏 カーハイドの品質検査� 3 10 

1218C 20-1.400 1/2、1 (20-700) 3 10 

12180 0.25-20.0 1/2、工、2 (05-10.0) 1 10 

巴� 8G 5-150 くん蒸作業� 3 10 

121Uホスフィン� 0.05-2 上、2 (0.1-2) 2 20 
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|水質、その他の検知管及び捕集管、発煙管� 

| 分額�  i測定対向� l 
水質検知管� t昆素イオン 塗装面の塩分測定、� 2015A 

水中の残留温素イオン� 20158 

2015C 

残留泡繋 水中の残留塩業測定� 2345A 

シアンイオン 水中のシアンイオン測定� 2045 

鋪イオン 水中の銅イオン測定� 2035 

溶剤中水分 溶剤l中の水分測定� 775 

溶存硫化物 ビルビ� y 卜の硫化物測定等� 2005A 

20058 

その他 ヒ素 食品中のヒ素総知等� 27 

みそ中7")レコール みその熟成管理� 1045 

無機ガス 検知対象カスが特定できない場合に� 131定性無機ガス

有機ガス 検知対象ガスが特定できない場合に� 1868定性有機ガス

ガソリ ン叉は灯油 火災現場の燃料識別検査� 290P鑑識用石油

ガソリン文は灯J由 火災現場の燃料識別徴査� 290P!Ij，!.¥識周石泊

活性炭捕集管 有機溶剤l蒸気 作業環境管理� 800A 

※ 卜ルエン 室内環境管理� 800AT-3 

シリカゲル捕集管 アルコール穎 作業1襲焼管理� 801 

DNPH繍集管 ホルムアルテヒド 室内環境測定� 810 

オソンスクフバー ポルムアルァヒド 室内環i寛測定� 820 

発煙管 タクトの気流検査� 300 

10-2，000ppm 浸i責;去 3 10 

3-200ppm 浸漬法� 2 10 

1-50ppm 浸i資;去 2 10 

0.4-5ppm 浸潰法� 2 10 

0.2-5ppm 吸引法� 2 10 

1-100mg/L 吸引法� 10 

10-400mg/L 吸引法� 2 10 

2-1，000ppm 漫漬i去� 10 

0.5-10ppm 浸;責法� 2 10 

0.002-0.01mg 特殊法� 6カ月� 10 

200-3，000mg% 真空法� 10カ月� 10 
← 真空法� 10 

真空法� 2 10 

真空法� 10 

真空法� 2 10 

10 

iO 

10 

6カ月� 20 

20 

10 

・注入法=試料液を注射器に取り検知管に注入する方法� 

空;去� 

※加熱脱情鋸ATT-3と卜ル工ン723を使用。� 
理堅j資法

問広測定けと宅時泊三十i一二¥ー� l 
|加Yト拙式| l用 途� 

11.

-測定方法の説明 ・浸漬法=試料液中Lこ検知管の一端 を浸 して毛細管現象を利用する方法

.吸引法=検知管の一端にコム球を取り付けて試料液を吸い上げる方法

AP-20また� AP・1を用いる方法

検たろう 排水の検査 ァドフク口口エチレン� 1355L水中ァ 卜フク口口工チレン� 0.01 -0.25mg/L 10 

CX-100II トリ ク口口工チレン� 1345L水中卜リケロロエチレン� 0.02-0.3mg/L 10 

1，1，1-トリク口口エタン� 1605L水中 トりク口口エタ ン� 0.3-3.0mg/L 3 5 

四塩化炭素� 1475L水中四塩化炭素� 0.03-O.4mg/L 5 

塩分測定セット 生コンクリー卜中� ti分� 2055L 0.010-0.80% 2 30 

P-30CLlP・30CL2 の塩化物量測定� 2055L2 0.002-0.050% 3 30 

圧縮空気不純物 呼吸器用ボンベ 一酸化炭素� 6005P圧縮空気中 酸化炭素� 5-100ppm 2 10 

測定セット の4貴査 オイルミスト� 6025P圧縮空気中オイルミ ス ド� 0.3-5mg/m3 2 10 

P-40R 酸素� 6045P2圧縮空気中酸素� 2-24% 2 5 

水分� 6035P2圧縮空気中水分� 100-1，000ppm 3 10 

齢化炭素(炭磁力ス) 6015P圧縮空気中二酸化炭素� 100-3，000ppm 2 10 

エアーサンフ。フ 悪臭物質の測定 アンモーア� 700悪臭用アンモーア� 0.3-5.0ppm 2 10 

S-10 
硫ス化チレン� 

702悪臭用スチレ ン� 0.4-4.0ppm 3 5 

水素� 701悪臭周硫化水素� 0.02-0.2ppm 1 5 

エアーサンプフ 大気環焼の沼IJ定 ァトフクロロ工チレン� 760 30-920μ g/m3 1 10 

S・21/S-23/S-27 トリク口口工チレン� 750 30-920μ g/m3 1 10 

二酸化窒素� 740 0.01 -0.20ppm 2 10 

室内汚染の測定 ホルムアルデヒド� 710 0.01 -0.48ppm 20 

710A 0.05-2.0ppm 20 

713 0.01 -0.5ppm 20 

トルエン� 721 0.05-1.0ppm 10 

p-ジク口口へンゼン� 730 0.01 -O.4ppm 10 

キシレン l~:'" 721 0.1 -1.4ppm 10 

エチルベンセンu 721 0.05-1.0ppm 10 

作業環境の測定 フン化水泰� 770 0.05-1.0ppm 2 10 

美術館用 アンモニア� 900 10-80μg/m3 2 10 

クリ ンルーム用� 901 1-12μ g/m3 2 10 

有機酸 美術館周 酢酸、 ギ酸� 910 酢酸� 10-1，000μ g/mヨ� 3 10 

キ官量20-800μ g/m3

加熱脱着器� ATT-3 室内汚染の測定 トルエン� 723 (活性炭捕集管AT-3と接続) 50-800μ g/m3 10 
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別名リスト

ア	 I.P イソフロヒルアルコール 齢.工チルセロソルブ 工チルセロソルフアセテー卜 フ� V.C.M 耳込化ヒコレ

アフリル?JI"デヒド アヲロレイン 酢量2-工トキシ工チJレ 工チ1~1:!ロソルフアセテート フェニルア三ン� 7二リン

アセチレンジヲロライド� 1.2・ジヲ口口工チレン� 獣.メチルセロソルフ メチルセロソルフアセテ ト� フェ二Jレエチレン スチレン� 

2-アミノエタノール モノ工タノ)1;7ミン ~. 2-メトキシエチjレ メチルセロソルフアセテ ト 1.3-7タシ工ン プヲジ工ン

アミノシヲロヘキヲン シフロヘキシルアミン 三唱化工ヲン 1.1.1-トリフロロエタン 2・ブタノン メチル工チルケトン

アミノベンぜン アニリン� 三理化工チレン トリヲロロエチレン ブチルアヲリレート アクリル醸ブテル

A.

ヘンチlレアミン 館化工チレン 工チレンコヲキシド フチルアセテート� I!JIIlfフチルn -7ミノベンタン

アミルアセテー卜 酢峰ベンチJレ 量化硫化腐駕� ~~jtカルホ二I~ n-プチルアルコール トブタノール� 

ア三 I~アミン ベノデルアミン sec-フチルアルコール� 2-ブ?ノーI~ 

盛ぽ.ガス ニ磁化イオウ シ シアン化ビニル アフリロニトリル fトプチルメタゥυレ ト メタフI))¥.oi雌フチル

ブチル11メタフリ1V4ブチルメタフリレートイソフロヒルエーテル工ーテルI~ジイソフロピ	工タノールアルコール

ジ工テルエーテル 工テルエーテル フチJレ2メチルアヲリレート メ907リル隠ブチル

イ� E.O 工チレン才キシト� ジエチレン才キサイト テトラヒドロフラン ブチルメチルケトン メチルブチルケトン
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